A1 Platformu, TUBITAK'in "birlikte gelistirme ve birlikte basarma" anlayisiyla Tiirkiye'de kamu, sanayi
ve Universiteleri bir araya getiren 1004 Mikemmeliyet Merkezi Destek Programi kapsaminda ulusal
ylksek hedeflere yonelik calismalarini sirdirmektedir. Ulusal Nanoteknoloji Arastirma Merkezi
(UNAM) tarafindan yonetilen bu programda; TUSAS, Vestel, Sisecam, Bilkent Universitesi, Eskisehir
Teknik Universitesi, Abdullah Giil Universitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi proje
ylriticu kurulus olarak yer almaktadir. Al platformu, ileri Ar-Ge ¢alismalarini yiriterek katma degerli

teknolojilerin yerli ve milli Gretimini Glkemize kazandirmayi amaglamaktadir.
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Al Platformu, program kapsaminda 2021 yilinda ¢alismalarina baglamistir. Dort yil sirecek program
boyunca, teknoloji hazirlik seviyesi 3, 4, 5 olan teknolojilerin 6, 7, 8, 9 seviyelerine gikarilmasi ve boylece
katma degerli yiiksek teknolojilerin yerli ve milli Gretimi hedeflenmektedir. Bu hedef ¢ercevesinde

sanayinin gercek ihtiyac ve problemlerine odaklaniimaktadir.

UNAM’In liderliginde ortak yaratma (co-creation) modeli ile kurulan A1 Platformu, UNAM’In nitelikli
insan kaynagi ile akil ve bilgiye dayanan yonetimimizle, disiplinler Ustli ekosistemimizde nanobilim,
nanoteknoloji, biyoteknoloji/nanobiyoteknoloji, malzeme bilimi/muihendisligi ve ilgili faaliyet
alanlarinda, uluslararasi diizeyde rekabetci Ar-Ge kapasitesi ve egitim kabiliyetini Ulkemize
kazandirmak olan misyonu ve UNAM’in insanhgin refahi ve gelisimi icin ileri teknoloji altyapisi, yetkin
Ustyapisi, temel ve uygulamali Ar-Ge’si, ileri dlizey egitimi ile nitelikli, 6zglin bilgi Gretmek ve nitelikli
insan kaynagi yetistirmek, ulusal ve uluslararasi 6lcekte rekabetgi teknolojilerle yliksek katma deger ve

yaygin etki yaratmak vizyonu ile tam uyumlu olarak olusturulmustur.



Platforma dahil olan tim kurumlarin, kendi sektorlerinde 6zgiin Grlnler gelistirmek icin teknolojik
kazanimlarini her asamada ortak ve cok yonli bir sekilde kullanmalari amaglanmaktadir. Platform
projelerini teknoloji gruplari catisi altinda birlestiren bir kurgu olusturulmustur. Platform kapsaminda
Seffaflar, Yapisallar, Aviyonik Ekranlar olmak lizere 3 ana teknoloji grubu ile Nanomalzemeler ve ileri
Teknoloji Cam teknoloji gruplari olmak Ulizere 2 destek teknoloji grubunda yeni teknolojiler
gelistirilmektedir. Dért yil siresince Al takimi, TUBITAK 1004 Programi'nda gelistirilen birgcok
teknolojiyi savunma sanayi, dayanikli tiketim drinleri, elektronik, cam gibi cesitli sektérlerde katma
degerli yuksek teknoloji Urlinleri olarak hayata gegirerek (lke ekonomisine dogrudan katki

saglayacaktir.

2023 yili ve platformun 3. yilinin sonuna gelinirken 50’den fazla bulustan olusan fikri ve sinai mulkiyet
haklari portféyi, ginden gline genislemeye devam etmektedir. Teknolojilerimiz yalnizca Tiarkiye'de
degil ilgili teknolojinin ticarilesme potansiyeline gore Avrupa, Amerika, Kore gibi llke ve bdlgelerde
uluslararasi olarak koruma altinda alinmaktadir. Diinyanin pek ¢ok yerinde s6z sahibi olacagimiz ilgili
teknolojilerimiz platform paydaslarina transfer edilecek ve rekabetgi teknolojilerimiz ticari Grilinlere
entegre edilerek Ulkemizin cari agigini azaltacak ve yiiksek teknolojinin ihracattaki payini artiracaktir.
Ticarilesen katma degerli Urinlerin Gretimi ile yeni sektorlerin dogmasi nitelikli istihdama dogrudan

katki saglayacaktir.

Al Platformu paydaslari, “Al Arastirma Programinin Toplumsal Yaygin Etkisi ve Faydasi” projesi
kapsaminda, 2023 yilinin Ekim ayinda, odak grup toplantisi yapmis, tim paydaslarla platformun basarili

¢iktilarinin yaygin etki ve faydasinin nasil artirilabilecegine iliskin beyin firtinasi yapilmistir.

Platformun ortak is birligi kalttru ile isleyisi, akademiden sanayiye tiim paydaslar arasi is birligi
kiltlrinin gelisimi ve yerlesmesine dogrudan katkida bulunurken tim konsorsiyum paydaslarinin

insan kaynaginin bilgi birikimi, beceri ve deneyimini dogrudan artirmaktadir.

Al Platformu kapsaminda, Seffaflar, Yapisallar, Aviyonik Ekranlar ana teknoloji gruplari ve ileri
Teknoloji Cam ve Nanomalzemeler destek teknoloji gruplarinin planl etkilesimleri ile 60’tan fazla ara
ve nihai Urin hedeflenmistir. Teknoloji gruplarinin etkilesimi ile hedeflenen Griin gruplarina érnek

olarak;

o Seffaflar teknoloji grubunda; radar izi disiik optik gecgirgen ve kontrolli iletken kanopi,

e Yapisallar teknoloji grubunda; elektriksel ve termal olarak iyilestirilmis birim kutulari ve mekaniksel
olarak giiclendirilmis kokpit disi sinif Il bilesenleri, kus carpmasi ve balistik tehditlere karsi kompozit
zirh,

e Aviyonik ekranlar teknoloji grubunda; kigik ve blyik format ekranlar, sayisal gosterge paneli,

araba paneli, aviyonik uygulama uyumlu ve gece goris uyumu opsiyonlu aviyonik ekranlar,



o leri Teknoloji Cam teknoloji grubunda; nanokatkili cam elyaf, ultra ince cam, i¢c hacmi islenmis cam,
cam fiber, fiber lazer, lazer diyot, lazer dizini,

e Nanomalzemeler teknoloji grubunda; kuantum nokta renk teknolojisi, kuantum nokta uzak fosfor,
kuantum nokta piksellenmis fosfor, grafen, mxene, heteroyapilar, metal oksit nanoparcaciklar,

metal nanopargaciklarin Gretimi

sayilabilir.

lleri Malzeme Yiksek Teknoloji Platformlan ile Elektronilk ve Optik Bilesen Uretimi igin

Stratejik Ar-Ge Birlifi

Proje ve teknoloji gruplarinin planh etkilesimlerinin yanisira programin 3. yili tamamlanirken potansiyel
capraz etkilesimlerle yeni calismalar da ortaya cikmistir. Ortaya cikan planli ve potansiyel tim
etkilesimlerden dogan ciktilar, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi ve TUBITAK Baskanligi basta olmak lizere
genis bir katihmla 2023 yilinin Mart ayinda UNAM’da fiziksel olarak gergeklestirilen ara dénem
panelinde demo sergisi diizenlenerek gosterilmistir. Ayrica tiim projelerin sunumlari yapilmis ve proje

ve teknoloji gruplarindan dogan ¢ikti ve basarilar anlatilmistir.



Nitelikli istihdam ve Bilime Katki

Al Platformu odak teknoloji alanlarinda bilimsel bilgi birikiminin artirilmasi, bunlarin kusaklara
aktarimi, akademide Uretilen bilginin sanayide Uretilebilir sekilde transferi ve kiresel diizeyde rekabet
edebilir katma degerli teknolojilerin gelisimini saglamaktadir. Mevcut ve vyeni sektorlerin

gelistirilmesine dogrudan katki saglayarak nitelikli istihdami gliglendirmektedir.

Platform kapsaminda hedeflenen ara ve nihai triin gruplarina ek olarak platform kapsaminda hedef
teknolojiler gelistirilirken ¢cok sayida recete, proses, prosedir ve yeni yontem de gelistirilmektedir. Bu
katma degerli teknolojilerin know-how’i tilkemiz ve énde gelen kuruluslari ile bu kuruluslarin insan
kaynagina kazandiriimaktadir. Bu platform ciktilari bilimsel toplantilar, ¢alistaylar, bildiriler, tezler ve

yayinlar yoluyla yayginlastiriimakta ve bilim diinyasina kazandirilmaktadir.

Nitelikli istihdam hedefi ile yola ¢ikan Al platformu; bunu tesvik etmekte, lisans 6grencileri, yiksek
lisans ve doktora 6grencilerinin istihdamini destekleyerek bilgi birikimlerini artirmalarini saglamakta,
akademi ve sanayi arasinda kopri gorevi gormektedir. Bununla birlikte programda doktora sonrasi
arastirmacilar ve profesyonel miihendisler istihdam edilmekte, onlarin gegmis akademi ve sanayi

deneyimlerini platformumuza kazandirmalari saglanmaktadir.



Seffaflar, Yapisallar, Aviyonik Ekranlar, ileri Teknoloji Cam ve Nanomalzemeler odak teknolojilerimizin

etkilesim ve sinerjisi ile gelisen basari hikayelerimizden 6rnekler asagida sunulmustur:
Ekran Teknolojileri ve Nanomalzeme Teknolojileri

Gelisen teknoloji ile birlikte ylksek parlaklik ve renk gamina sahip ileri ekran teknolojilerine olan talep
her gecen giin artmaktadir. Bu tir ylksek optik performansli ekranlar kuantum nokta teknolojisi ile
elde edilmektedir. Halihazirda, ekranlarda kullanilmakta olan kuantum nanokristal igerikli optik filmler
yurtdisindan temin edilmektedir ve maliyetleri oldukca yiiksektir. Platform kapsaminda yerli kuantum
nokta optik film ve kuantum nokta igerikli difizor plaka Uretimi yapilmis ve ekran prototipleri
hazirlanmistir. Gorlinlr spektrum araliginda olan, ayrica yakin kizildtesi dalga boyu araliginda isiyan ve
gece gorils sistemi ile uyumlu kuantum nokta fosforlar kullanilarak, TV, araba paneli, aviyonik ekran
gibi platformlara yliksek optik performansa sahip, diisiik maliyetli renk donistirici yapi elde edilmis
ve edilmektedir. Aviyonik ekranlar, kiicik format ekranlar, televizyon, sayisal gosterge panelleri ve
araba panelleri de ileri diizey performanslarina ragmen dislk maliyetleri nedeni ile bu hedef ¢ikti
pikselli kuantum nokta fosforlarini kullanabilecekler ve bundan kaynakli ekran uygulamalari igin ¢oklu

ticari Griin portféyd mimkin olacaktir.

Bu kapsamda gerceklestirilen calismalar neticesinde ilgili ciktilardan olan ve seri Uretime gitme
potansiyeli cok yliksek olan “piksellendirilmemis nanokristal icerikli renk dontstirtict diftizér plaka”
icin Vestel Ventures tarafindan, projede bulylik o6lcekli nanokristal ve film Uretimi konusunda

konsorsiyumda stratejik ortak olarak gérev alan Nanome firmasina ticarilesme yatirimi saglanmistir.

Bu calismalar platform paydaslari Vestel, AGU, Bilkent ve UNAM proje gruplari ve stratejik ortaklardan

Nanome’nin etkilesimleri ile ylritilmektedir.

Ablasyon sogutmali rejimde yiiksek verimlilik ile ultrahizli lazer-tabanl cam kesim, yiizey kaplama

kaldirma ve isleme

Sisecam’in ihtiyaci olan ve ticari lazerlere kiyasla 15 kat yliksek malzeme isleme ve verimliligi saglayan
fiber lazer prototipi gelistirilmistir. Yiiksek giiclii lazer icin test diizenegi kurulumu baslamistir. isterlere

uygun prototip gelistiriimeye devam edilmektedir.
Bu calismalar platform paydaslari Sisecam, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile yurittlmektedir.
Diyot Lazer Tabanl Isil islem Sistemi

Sisecam mevcut kaplamali camlarin tavlanmasi icin firinlara ihtiya¢c duymakta ve bu da sistemin eneriji
verimini kisitlamaktadir. Platformda bu islemin yiliksek enerji verimlerine sahip lazer barlarla yapilmasi

hedeflenmistir. Bu amac dogrultusunda 100 W gliclinde lazer bar ve 1 kW gliclinde lazer bar yigini elde



edilecektir. Diyot lazer paketlenmesi icin barlar hazirlanmis olup THS artirma calismalari devam

etmektedir.
Bu calismalar platform paydaslari Sisecam, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile yuritilmektedir.
Malzeme Kusurlarinin Tespiti icin Genis Alan Lazer Taramali Spektroskopi Sistemi

Sisecam’in yasadigl problemlerden biri olan cam kusurlarinin gercek zamanli tespiti icin bir yazilim,
tarayici, mikroskop ve spektroskopik diizenek gelistirilmistir. Mevcut hali ile entegresyon ¢alismalari
devam etmektedir. Bu proje cam kusurlarinin hizlh tespitine imkan taniyarak hizli miidahale sayesinde
ekonomik kayiplarin 6nline gegecektir. Ayrica galismalar sirasinda ¢ikan yan Grilin “gaz kitle akis 6l¢im
cihazi” da yerli Gretim, Ustlin ozelliklere sahip, uygun maliyetli bir gaz akis 6l¢lim ve kontrol imkani da

sunacaktir. Bu Grtin farkli amaclar icin de ticari olarak satilabilecektir.
Bu calismalar platform paydaslari Sisecam, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile yurattlmektedir.
Ekran ve Diger Uygulamalar icin Ultra ince Camlar

Sisecam’in ihtiyaci olan lazer ile cam ylizey isleme, cam yizey islevsellik kazandirma, ulta ince cam
kesimi, lazer isleme ile cama gomili optik isevsellik kazanimi, cam i¢ hacim isleme ile mikro
kanal/mikro-kovuk agma gibi yetenekler kazanilmistir. Teknoloji ve sanayide son derece kiymetli cam
malzemeler icerisinde ultrahizli lazer atimlari ile kontrollii ve lg¢ boyutlu (3B) olarak lazer litografisi
gosterilmistir. Ayrica ilk defa cok katmanli, 3B tamamen acgilmis mikrokanal mimarileri Giretilmistir. Bu
kapsamda patent basvurulari yapilmis, dogrudan Sisecam’a lisanslanmasi planlanmistir. Bunu takiben

belirtilen ihtiyaclar icin THS artisinin devam ettirilmesi dngorilmektedir.
Bu calismalar platform paydaslari Sisecam, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile ytritilmektedir.
Yerli Fiberler

Ulkemiz, fiber optik déniidlgcerlerde kullanilan polarizasyon korumali (PM) fiberleri yurt disindan ithal
etmektedir. Bu projede, PM fiber preform ve PM fiberleri yerli ve milli olarak tlkemizde Uretilmesi
hedeflenmektedir. Bu nedenle, PM fiber preform lretimi icin hedeflenen sayisal agiklik degerine sahip
pasif Ge katkili preformlarin iretilmesi, bu preformlarda PM fiber tasarimina uygun kanallarin acilmasi,
bor katkili cubuklar ile entegrasyon sonucu PM preform yerli ve milli olarak elde edilmistir. Buna ek
olarak, diger 6zel fiberlerden farkli olarak fiber gekim esnasinda kullanilan polimer kaplamalar lizerinde
uzun siiredir yapilan calismalar neticesinde belirlenmis ve PM fiber cekimi esnasinda uygulamaya hazir
hale getirilmektedir. Bununla birlikte ekibimiz, CNC tezgahinda preform kanal agma kabiliyetinin yani

sira yuksek sicaklik fiber cekim kulesi polimer kaplama tanklarinin ve MCVD H,/0O; alev yakici imalati



gibi alt bilesenlerin de tlkemizde Uretilmesi konularinda ithal Grilinlere gore ayni isleve sahip Urinleri

daha ucuza tlkemizde Gretmeye baslamistir.

Bu calismalar platform paydaslari Bilkent ve UNAM etkilesimleri ve misteri ortaklarimizdan ROKETSAN

ile birlikte ylruttulmektedir.

Elekromanyetik Gereksinimlere Uygun Seffaf Teknolojileri

Ulkemiz adina gelistirilen yerli ve milli 5. nesil savas ucaklari icin kritik dneme sahip olan ve ihracat
kisitlamalari  bulunan seffaflarda duslik goranarlik ozelligi saglayan kaplama teknolojileri
gelistirilmistir. Gelistirilen teknolojiler dislk gortnirlik 6zelliginin yani sira sivil havacilikta kritik
Oneme sahip elektromanyetik girisim kalkanlama o6zelligi de saglamaktadir. Elde edilen
kazanimlarin TUSAS helikopter ve ugak gibi tGriin gruplarinda da kullanilmasi planlanmaktadir. Platform
kapsaminda olceklendirilmis seviyede gelistirilen kaplama teknolojilerinin 2024 yilinda 10 milyon
dolarlik altyapi yatirimiyla Milli Muharip Ugak Kaan'da gergek boyutta uygulanmasi planlanmaktadir.
Buna ek olarak, platform paydaslari tarafindan gelistirilen yapay zeka destekli algoritmalar ve lazer
teknolojileri TUSAS icin kritik teknolojiler olarak degerlendirilmekte olup yeni proje kurgulari izerinde

¢alismalar devam etmektedir.

Seffaf teknolojileri alaninda kanopilerde kullanilan ileri teknoloji fonksiyonel kaplamalar yurt disindan
temin edilemediginden milli stratejik ve kritik bir Sneme sahiptir. Sanayideki mevcut gereksinimler goz
onlinde bulundurularak seffaf platformlarin elektromanyetik enerji gereksinimlerini saglar hale
gelmesi ve bu saglanirken optik gegirgenligi kayiplarinin en az olmasiigin ¢alismalar yapilmistir. Tasarim
¢alismalari sirasinda ekibimizin deneyimi ve makine 6grenmesi araglarindan faydalanilimistir.
Tasarimlarda nldmerik similasyonlarla hesaplanarak elde edilen veriler sayesinde iyilestirmeler
yapilmistir. Elektromanyetik gereksinimleri saglayan tasarim, nimerik similasyonlar yapilarak
gosterilmis ve ardindan kiigtk boyutlarda tiretimi tamamlanarak olgciimsel olarak da gereksinimlerin

saglandigi basariyla gosterilmistir.
Platform kapsaminda gelistirilen teknolojiler, TUSAS’in pek ¢cok Uriinlinde kullanilabilecektir.

Bu calismalar platform paydaslari TUSAS, ESTU, AGU, TOBB ETU, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile

yuritilmektedir.
Nanokatkili Termoset ve Termoplastik Yapisal Kompozitler

Ulkemiz adina gelistirilen yerli ve milli 5. nesil savas ucagi icin kritik &neme sahip olan termoplastik ve

termoset nanokatkili kompozit teknolojileri ile Milli Muharip Ucgak’ta kullanilmasi ve ugmasi isteri



bulunan parcalar icin cesitli teknolojiler ve yenilikgi Gretim metotlari bu ¢alismalari kapsaminda
gelistirilmekte olup bu kazanimlar sanayiye uyarlanmaktadir. Boylece Uriinlesme yolunda gidilen
calismalarin sayisi artmis olup sanayiye kazandirilan bilgi birikimi de ayni sekilde artmaktadir. 1004
kapsaminda elde edilen bu kazanimlar sayesinde kritik teknolojilerin THS seviyeleri arttirilmis olup yeni

calismalarin kurgulari devam etmektedir.

Havacilik ve otomotiv sanayii gibi cesitli sektorlerde, geri donlisime uygun olmayan ve Uretimi
esnasinda yilksek enerji gerektiren termosetler yerine, nanomalzemelerle mekanik 6zellikleri
iyilestirilmis, elektriksel ve termal ozellikleri gelistirilmis rekabetci termoplastik kompozitler, geri

doénistime uygun, dislik enerji gerektirmesi sebebiyle karbon emisyonunu azaltacaktir.
Platform kapsaminda gelistirilen teknolojiler, TUSAS’In pek ¢ok tGirlintinde kullanilabilecektir.

Bu calismalar platform paydaslari TUSAS, ESTU, AGU, TOBB ETU, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile

yuritilmektedir.
Zirhli Kompozitler

Seffaflar ve yapisallar icin kus ¢arpmasi ve balistik darbelere yonelik darbe korunakli kompozit zirh

gelistirilmistir.

Turkiye’de ilk kez Universite laboratuvarlarinda yapay kus tretimi yapiimistir. Bu kapsamda, jelatin

yapay kus Uretimi icin gerekli recete, kalip tasarimi ve Uretimi yerli olanaklarla gerceklestirilmistir.

ROKETSAN biinyesinde ilk kez kus carpmasi testleri gergeklestirilmistir. Seffaf plakalara kus ¢arpmasi
ve kompozit plakalara kus carpmasi testleri yapilarak sanayiye bu kapsamda know-how

kazandirilmistir.
Bu calismalar platform paydaslari TUSAS, TOBB ETU ve UNAM etkilesimleri ile yiriitiiimektedir.
Nanomalzemeler ile Giiglendirilmis Cam Elyaf

Sisecam’in kompozit sektoriindeki ihtiyaci olan gelismis cam elyaf teknolojisi icin nanoparcaciklarla
katkilandirilmis ve mekanik ve kimyasal olarak giiglendirilmis elyaf teknolojileri gelistirilmistir. Ornegin
nanoparcacik kaplamali cam elyaf %20 daha yliksek mukavemete ve %11 daha yliksek darbe
dayanimina sahip gelmistir. Bununla birlikte, cam elyaf nanopargacik kaplamasi ile alkali ortamlarda
uzun sire fiziksel ve kimyasal 6zelliklerini koruyabilir hale gelmistir. Gelistirilen bu rekabetg¢i 6zellikler
ile orta vadede Sisecam’in cam elyaf sektoriindeki pozisyonunu potansiyel rakiplere karsi

glglendirecektir.

Bu calismalar platform paydaslari Sisecam, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile yurattlmektedir.



iki Boyutlu Nanomalzemeler

Nanoteknolojik 2B malzemeler, hafiflik, esneklik, dayaniklilik gibi 6zelliklere sahip olup 6zellikle askeri
teknolojilerde kullanilma potansiyeli olan malzemelerdir. Bu malzemelerin sanayiye entegre edilmesi
ile teknolojik, ekonomik ve savunma acilarindan kiresel rekabetciligimiz artacaktir. Calismalarda
kullanilan yenilik¢i katalizor teknikleri, 2B malzemenin seri Uretime uygun hale gelmesi icin onemli
asamalarin gecilmesini ve bu lretimin ¢evre dostu hale gelmesini saglamaktadir. Hem bilimsel ¢iktilar
hem de sanayiye yonelik ¢6ziim 6nerileri ile tGlkemizin kiresel pazarda daha etkili ve rekabetci hale

gelmesine katkida bulunacaktir.

Bu calismalar platform paydaslari TUSAS, ESTU, Bilkent ve UNAM etkilesimleri ile yiritilmektedir.

Platformun strdurulebilirligi, platform paydaslar ile veya platform sayesinde farkh kurulus ve
sektoérlerde ilgili teknolojilerimizin tanitilmasi ile kurulan hem kamu fonlari (TUBITAK, TUSEB, Kalkinma
Ajansi vb.) hem de 6zel fonlardan (AB, ulusal ve uluslararasi sirketler) alinan destekle akademi & sanayi
proje ortakhklari, yakin proje paydaslariyla yirittigiimiz UNAM Bin Yetenek Programi ve UNAM
Corporatelab protokolleri ile desteklenmektedir. Mevcut etkilesimler, yeni proje ve yeni paydaslik

iliskilerini dogurmaktadir.

Bununla birlikte, platformun basinda kurgulanan fikri ve sinai mulkiyet haklari ile ticarilesme modeli
platformun sirdurulebilirligine dogrudan katki saglayacaktir. Platformun vyerli ve milli ciktilarin

ticarilestirilmesi boyutunda, 3’li bir yaklasim izlenmektedir:

e Platform kapsaminda ortaya ¢ikan fikri milkiyetin teknoloji transferi (lisans, devir vb.) ile ilgisine
gore platform paydasi olan veya olmayan sanayiye aktarimi,
e Platformda Uretilen giktilarin sanayi paydaslariyla biiyiik dlgekte Gretimi,

e Platformda Uretilen giktilarin sanayi 6lgeginde Uretimi icin filiz sirketlerin kurulumu.

Ayrica, potansiyel yatirrm aglar ile olan etkilesimler neticesinde, platformun ciktilarinin sanayi

paydaslari ile blylk 6lgekte Gretimi ve ticarilesmesi saglanmaktadir.



Platform Hakkinda Ozet Sayisal Bilgiler

Toplam Universite APYK 4 APYK Olmayan 6
Kamu Ar-Ge Merkezi 2
Toplam Ozel Kurulus APYK 3 APYK Olmayan 13
Cok sayida
hizmet
isbirligi Yapilan Diger Kuruluslar | Yurtici tedarikgisi Yurtdisi 5
kurulus
bulunmktadir.

Toplam Proje Sayisi

12 resmi teknik proje (alt projelerle birlikte toplam 16 teknik
proje) ve 1 toplumsal proje

Toplam Arastirmaci Sayisi

170+ (proje kapsaminda desteklenen veya desteklenmese bile
proje kapsaminda calisan)

Toplam Bursiyer Sayisi

50+ (proje kapsaminda desteklenen veya desteklenmese bile
proje kapsaminda calisan)

Toplam Odak Teknoloji Sayisi

5 (Seffaflar, Yapisallar, Aviyonik Ekranlar, Cam, Nanomalzemeler)

Bilimsel Makale Sayisi 45
Toplam Bildiri Sayisi 71
Toplam Bilimsel Tez Sayisi 30

1000+ (davetli konusmalar, dizenlenen bilimsel etkinlikler,

Toplam Bilimsel Etkinlik Sayisi calistaylar, proje icin, projeler ve teknoloji gruplar arasi
toplantilar)

Toplam Patent Basvuru Sayisi 50

Toplam Ara Uriin Sayisi

Aciklama: Uriin eger bir sonraki

ya da daha sonraki bir

basamakta harcaniyor ise bu

siniftaki Grlnler ara Griin olarak

sayllmalidir.
60+

Toplam Yan Uriin Sayisi

Aciklama: Nihai drin elde
edilirken ortaya c¢ikan baska
GrGnler yan Urin olarak
sayllmalidir.

Toplam Nihai Uriin Sayisi






